
徳 山 科 学 技 術 振 興 財 団  

国 際 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ助 成  応 募 要 領 （平成 23 年度） 

 

1. 助成対象：次の条件に該当すること。 

1) 新材料（無機材料、有機材料、高分子材料、複合材料、その他）及びこれに関連する科学技

術分野の国内で開催される国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ。 

2) 当財団の助成事業目的にふさわしいものであること。 

3) 会議の規模は約 100 人規模から数百人規模程度の集会とする。 

4） 助成年度の 5 月 1 日から翌年 4 月 30 日までの期間に開催する集会。平成 22 年度募集は平

成 23 年 5 月１日から平成 24 年 4 月 30 日までの期間を対象とする。 

2. 助成金額：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのための経費の補助。助成件数：10 件まで 助成総額：150 万円 

3. 助成条件：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ終了後、2ヶ月以内に報告書及び資料を提出のこと。 

4. 応募資格者：国内の大学等において研究活動に従事し、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ組織委員長の運営責任者。 

5. 応募手続：所定の「国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ助成申請書」（平成 23 年度助成）に必要事項を記載し、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ運営責任者が署名押印の上、申請書、趣意書・ｻｰｷｭﾗｰ、収支予算書を 1 式として正１

部と写し 6 部を本財団宛てに送付。（電子メールでの受付はしません）。 

6. 応募期間：平成 22 年 8 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日必着。 

7. 選 考：本財団が委嘱する選考委員会で選考し理事会で決定する。 

8. 決定通知：平成 23 年 3 月下旬頃に応募者に採否を通知。 

9. 留意事項： 

1) 提出書類は返却しない。 

2) 採否決定理由の問合わせには応じない。 

3) 申請後、会議の開催を中止、延期等により助成が不要となった場合は直ちに連絡すること。 

10. 申請書記載上の注意： 

1) 申請者の欄はｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ運営責任者が氏名を署名し押印して下さい。 

2) 開催目的は、このｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの意義や重要性がわかるように記載して下さい。 

3) 集会の規模は全参加予定者数の他、海外からの参加予定者数もご記入下さい。 

4) 助成金は使途をできるだけ詳しく記入するとともに、別紙 A4（1 枚）に収支予算書として収入予

定、支出予定が分かるものをご提出下さい。 
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